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Sposéb wyiwarzania bardze wysokiej préini zwiasseza de celéw predukeji
lemp elekironowych orez vrzqdzenie jomows-iyiewews do stcsowunia tego
sposobu
Patent trwa od dnia 29 grudnia 1959 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest spo-
—s6b wytwarzania bardzo wysoltiej prézni, rze-
du 109 mm Hg, zwlaszcza w celach produkeji
lamp elektronowych, oraz urzgdzenie jonowo-
tytanowe do stosowania tego sposobu.
Dotychczas znane sposoby wytwarzania wy-
sokiej prézni polegaja na zastosowaniu ukla-
déw prémiowych, zlozonych z pomp préznio-
wych, rotacyjnych, wytwarzajagcych préznie
wstepng rzedu 10-3 mm Hg oraz pomp dyfuzyj-
nych, wytwarzajgcych préznie rzedu 10-7 mm Hg
Wada tych ukltadéw jest powstawanie stru-
mienia wstecznego w pompie dyfuzyjnej, wsku-
tek czego prézmia ofrzymywana tym sposobem
nie moZe przekroczyé 10;7 mm Hg, a ponadto
przenilcanie czgsteczek czynnika pompujgcego
(@ajeaescie) oleje organiczne) do wnetrza od-

*) Winiriciel patentu oféwiadczyl e wsp6l-
twfecarni wynalazku s Wemancjusz Czarycki
4 Caestaw Kiliszek,

pompowywanej lampy elektronowej, ktére po-
waoduje zaklécenia w pracy lampy.

Wytwarzanie bardzo wysalkiej progni, ale mu-
wyzej rzedu 10-8 mm Hg, uzyskiwane bybo do-
tychczas przez wprowadzanie do odpompowy-
wanej lampy elektronowej: baru, cyrkenu kb
czes¢ pozostatych i wydzielajacych sie w lam-
pie gazdéw.

Znane s3 takZe sposoby wytwarzania b&rilo
wysokiej préini w ukiadach préeniowych praez
obmizanie temperatury csefci wkladu do tem—
peratury bliskiej zera bezwzgledmego, w ktédrej
nastepuje zestalenie gamdéw, wydzielajacych sig
w ukladwmie. Sposéb ten wighe sie jeduak x ko-
nieczno$cig instalewrania niezwykile kosziewnyeh
urzgdzeh oraz réwnie kesstowme ick ecksplwa-
tacig i stosowanie go mie jest ekenamiezne.

Wsaydtlsie powwisse wady usuwa sposib wy-
twarzania bardzo wysokiej prdimi wediug wy-



gazébw przez warstwe tytanu, oraz doprowadza-
niu czgsteczek gazéw do tej warstwy przez tch
jonizacje, dzigki czemu mozkiwe jest uzyskanie
bardzo wysokiej prézni, rzedu 10-9 mm Hg, bez
zanieczyszozen parami olejéw orgamicznych,

a koszty zwigzane zaréwno z instalacjg murza---

dzen, jak i ich eksploatacja sq znacznie nizZsze
-w stosunku do innych, znanych sposobéw.
Spos6b wedlug wynalazku zilustrowany jest,
w przykladowych rozwigzaniach uktadéw préz-
niowych, na rysunku, ma ktérym fig. 1 przed-
stawia schemat urzgdzenia jonowo-tytanowe-
go do stosowania tego sposobu, fig. 2 — prze-
kréj poprzecany murzadzenia, filg. 3 — zastoso-
wanie urzadzenia jonowo-tytanowego do od-
pompowywania niewielkich lamp prézniowych,
fig. 4 — zastosowanie urzadzenia jonowe-tyta-
nowego, jako stalego elementu, przy lampie
prézniowej duzej mocy, na przyklad magnetro-
nie, a fig. 5 — uklad zlozony z pompy rotacyj-
nej, olejowej pompy dyfuzyjnej oraz urzadze-
nia jonowo-tytanowego, w zastosowaniu do se-
ryjnej produkcji lamp préeniowych. )
Istota sposobu wytwarzania bardzo wysokiej
prozni wedlug wynalazku polega na wykorzy-
staniu wlasnoéci sorbcyjnych mnapylonej war-
stwy t{ytanu oraz doprowadzaniu do tej. war-
stwy zjonizowanych czasteczek gazu przez na-
danie jej ujemnego potencjalu elektrycznego.
Schemat urzgdzenia do stosowania sposobu we-
dtug wynalazku przedstawiony jest na fig. 11 2.
Urzgdzenie to sklada sie z obudowy 1, we-
wnatrz ktérej mmajduje sie wolframowa katoda
2 oraz otaczajgca ja metalowa siatka 3, pokry-
ta kataforetycznie tytanem. W przypadku, gdy
obudowa 1 wykomana jest ze szkla, wewnetrz-
na jej powierzchnia pokryta jest ma przyklad

przez napylenie termiczne cienka warstwg sre--

bra 4, stanowigca kolektor jonéw i polgczong
ze #r6diem napiecia za posrednictwem molib-
denowego przepustu 8. W przypadku obudowy
‘metalowej kolektor jonow stanowi wewneftrz-
na powierzchnia obudowy. W Srodkowej swej
czeSci obudowa 1 posiada podwoéjne Scianki,
tworzace w przestrzeni migdzysciankowej chiod-
nice wodna 5. Elektrody molibdencwe 7, 1gczg-
ce siatke i katode wolframowsg ze Zrédiem pra-
du, sa zapawane w cokole 6 urzadzenia. W gor-
nej czeéci urzgdzenia mmajduje sig wlot 9, 13-
czacy -je z uktadem préémiowym.

Dzialanie urzgdzenia przedstawione na fig. 1

i 2 jest nastepujace: wlot 9 urzadzenia polgczo- .

ny zostaje z ukfadem préimiowym, na przykiad
lampg préiniowg, w ktérej wytworzono juz
wstepne podcifnienie rzedu 10-5 mm Hg, a jego

elekitrody 7 i 8 — z zasilaczem 10.

Napiecie zasilania siatki 3 wynosi kilka ty-
siecy woltéw, napiecie zasilania katody 2 — kil-
kadziesigt woltéw, a kolekbora 4 jonéw — kil-

. kaget woltow.

- Pod wplywem przeplywu pragdu nastepuje
rozgrzanie katody, ktora emituje wolne elek-
trony, przyciggane przez siatke 3, posiadajacy
dodatni potencjat. Pod wplywem bombardowa-
nia elektronami siatka 3 ogrzewa sie powodu-
jac parowanie tytanu, ktéry osadza si¢ na po-
wierzchni elektrody 4. Elektrony, emitowane
przez katode 1, napotykajac na swojej drodze
czasteczki gazu jonizuja je, przy czym dodatnie
jony gazu przyciggane sg przez naladowang
ujemnie elektrode 4 i pochlaniane przez znajdu-
jaca sie¢ na niej warstwe tytanu. Warstwa ty-
tanu pokrywajaca elektrode 4 chlodzona jest
plaszczem wodnym i odnawiana w czasie pra-
cy urzadzenia przez ciggle parowanie tytanu
siatki 3. .

Fig. 3 przedstawia zastosowanie urzgdzenia
jonowo-tytanowego 11, wediug wynalazkli do wy-
twarzania bardzo wysokiej prézni, w potgczo-
nej z nim' bezposrednio lampie prézniowej 20.
Po dokonanym odpompowaniu lampe préznio-
wa 10 odcina sie i réwmocze$nie zapawa ogrze-
wajgc miejsce zwezenia 21 — dJo temperatury
topnienia szkta.

Fig. 4 przedstawia zastosowamie urzgdzenia,
wedlug wynalazku, jako stalego elementu lam-
py prézniowej wielkiej mocy, na przyklad ma-
gnetronu 12. Urzadzenie jonowo-tytanowe 11 po-
laczone z lampa 12 przewodem 13 umozliwia

okresowe lub ciggle odpompowywanie wydzie-

lajacych sie w lampie gazow.

Fig. 5 przedstawia zastosowanie urzadzenia
wediug wynalazku do odpompowywania lamp
prézniowych w warunkach produkcji seryjnej.
W tym przypadku wurzgdzenie zainstalowane
jest jako element ukladu préiniowego na prze-
wodzie 14, laczacym odpompowywane lampy 20
z pompg dyfuzyjng 15, ktéra moze byé odcieta
od przewodu za pomocg zaworu 16. Dalsza czg§é
uktadu stanowi pompa rotacyjna 17, polaczona
z pompa dyfuzyjng przewodem 18 przez zawor
19. Proces wytwarzania bardzo wysokiiej prémi
w ukladzie na fig. 5 obejmuje kolejno nastepu-
jace operacje: wytworzenie wstepnego podcis-
nienja, przy uzyciu pompy rotacyjnej 17. wy-
tworzenie wysokiej prézni za pomoca pompy
dyfuzyjnej 15, przy réwnoczesnym .ogrzewaniu
lampy 20 i urzadzenia jonowo-tytanowego 11
w_piecu elektrycznym, oraz wytworzenie bardzo
wysokiej préini sposobem wediug wynalazkuy




‘pomiocy - urzgdzenia© jonowo- tytaxwwe-g'o 11
przy zamknietym zaworze 16.

Sposdb wytwarzania bandzo wysokiej prézni,
wedlug wynalazku, moze znalezé zastosowanie
do celéw produkcji lamp prézniowych, a po-
nadto w procesach laboratoryjnych i innych za-
stosowaniach pnzemystowych.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania bardzo wysokiej préz-
ni po uzyskaniu wysokiej prézni za pomocy
pompy dyfuzyjnej lub finnym sposobem,
zwlaszcza do celéw produkcji lamp elektro-
nowych, znamienny tym, ze sorbcje zjoni-
zowanych gazéw, w ukladzie prézniowym,
prowadzi sie za pomocg warstwy tytanu na-
pylonego na elektrode, stanowigca kolektor
jonéw.

2. Urzadzenie jonowo-tytanowe do stosowania
sposobu wedlug zastrz. 1, zmamienne tym,
ze sklada si¢ z obudowy (1), ktérej powierz-
chnia wewnetrzna stanowi elektrode (4), na

przyklad w postaci warstwy srebra, polaczona
z zasilaczem — przepustem (8) oraz znajdu-
jacej sie wewnatrz nliej katody (2), na przy-
klad z wolframu, otfioczonej metalows sia-
teczka (3) pokryta kataforetycznie tytanem.

. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym,

ze jego obudowa (1) zaopatrzona jest w pod-
wbjne Scianki, wewnatrz ktérych przepty-
wa woda, tworzagc chlodnice (5).

. Urzadzenie wedlug zastrz. 2 i 3, zmamien-

ne tym, ze polgczone jest przewodem (13)
z lampag elektronowg wysokiej mocy, na
przyklad magnetronem i stanowi jej staty
element umozliwiajac ciagle lub okresowe
pochlanianie wydzielajagcych si¢ w lampie
gazow.
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